














































































专利名称(译) 吡咯化合物，其聚合物和使用其的EL元件

公开(公告)号 US20040034189A1 公开(公告)日 2004-02-19

申请号 US10/371598 申请日 2003-02-21

[标]申请(专利权)人(译) 韩国科学技术研究院

申请(专利权)人(译) 韩国学院科技

当前申请(专利权)人(译) 韩国学院科技

[标]发明人 CHO HYUN NAM
JUNG SUNG HYUN
SON SANG WON
WON JAE HONG

发明人 CHO, HYUN-NAM
JUNG, SUNG HYUN
SON, SANG WON
WON, JAE HONG

IPC分类号 H01L51/50 C07D207/323 C07D207/325 C07D207/33 C07D207/333 C07D207/337 C07D207/34 
C07D207/36 C07F7/10 C08F226/06 C08G61/12 C08G73/06 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/30 
H05B33/14

CPC分类号 C08G61/125 C08G73/0611 C09K11/06 H05B33/14 H01L51/0035 H01L51/0038 H01L51/0043 
C09K2211/1466

优先权 1020020047559 2002-08-12 KR

其他公开文献 US6780950

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了吡咯化合物，其聚合物和使用其的EL元件。吡咯化合物及其聚合
物可用作有机和聚合物电致发光元件和/或其他光学器件的材料，例如光
学开关，传感器，模块，波导，晶体管，激光，光吸收体，介电物质，
膜等等。
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